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SMLOUVA O UCASTI NA RESENI DILCIHO PROJEKTU

Nazev: Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.

se sidlem: Na Slovance 1999/2, 182 00, Praha 8

ICO: 68378271

DIC: CZ68378271

Bank. spojeni: |
¢, détu: —

ID dat. schranky: nm9ns84

Zastoupeny: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., feditelem

Zapsan v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci pod spis. zn. & 17113/2006-34/FzU

(dale jen ,,PFijemce Dilciho projektu”)

a
Nazev: Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i

se sidlem: U Slovanky 2525/1a, 182 00, Praha 8

ICO: 61389021

DIC: €Z61389021

Bank. spojen: |
¢. détu: ————

ID dat. schranky: zipnggk

Zastoupena: Ing. Tomasem Chraskou, Ph.D., feditelem

Zapsan v rejstiiku veiejnych vyzkumnych instituci pod spis. zn. ¢ 17113/2006-34/UFP

(dale jen ,,Dalsi ucastnik ¢. 1 Dil¢iho projektu®)

a
Nazev: HVM Plasma, s.r.o.

se sidlem: Na Hutmance 347/2, 158 00, Praha 5

ICO: 45309787

DIC: CZ45309787

Bank. spojeni: |
C. Gétu: ]

ID dat. schranky: wraa6k8

Zastoupena: Ing. Jifim Vyskocilem, CSc., jednatelem

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. ¢. C 8318
(dale jen ,,Dalsi ucastnik €. 2 Dil¢iho projektu”)
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a
Nazev: Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.

se sidlem: Dolejskova 1402/5, 182 00 Praha 8

ICo: 61388998

DIC: CZ61388998

Bank. spojeni: |
¢. Getu: I

ID dat. schranky: s8fngns

Zastoupeny: doc. Ing. Miroslavem Chomatem, CSc., feditelem
Zapsany v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci pod spis. zn. ¢. 17113/2006-34/0T

(dale jen ,,Dalsi ucastnik €. 3 Dil¢iho projektu)

Dalsi ucastnik Dilciho projektu a Prijemce Dilciho projektu spolecné jen ,,Smluvni strany*)

1 Zakladni ustanoveni

1.1. Dodatkem €. 5 ze dne 29. 3. 2022 ke smlouvé o ustanoveni Narodniho centra kompetence pro
materidly, pokrocilé technologie, povlakovani a jejich aplikace uzaviené dne 29. 5. 2018 (dale
jen ,Smlouva o NCK“) se Smluvni strany dohodly na pravidlech spoluprace v rdmci navrhu
projektu poddvaného do 2. vefejné soutéZe vyhldsené Technologickou agenturou Ceské
republiky v Programu na podporu aplikovaného vyzkumu, experimentdalniho vyvoje a inovaci
Narodni centra kompetence.

1.2. Technologicka agentura Ceské republiky navrh projektu dle ¢l. 1.1. podpofila a dne 31. 1. 2023
uzavrela s Fyzikalnim tstavem AV CR, v. v. i. smlouvu o poskytnuti podpory ¢. 2022TN02000069
(dale jen ,,Smlouva o poskytnuti podpory”) na realizaci projektu ¢. TN0O2000069 s nazvem
»Narodni centrum kompetence pro materialy, pokrocilé technologie, povlakovani a jejich
aplikace” (dale jen ,,Projekt”).

2 Dilci projekt

2.1. Rada Nérodniho centra kompetence pro materidly, pokrocilé technologie, povlakovani a jejich
aplikace (dale jen,,Rada NCK*) schvalila navrh dil¢iho projektu:
2.1.1. Nazev dil¢iho projektu: Spin-off Plasma gasification and its diagnostic
2.1.2. Cislo dil¢iho projektu: TN02000069/011
2.1.3. Doba feseni dil¢iho projektu: 1.8.2025 -31. 12. 2027
2.1.4. PrFijemce dil¢iho projektu: Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.
2.1.5. Hlavni fesitel diléiho projektu: |GG

(dale jen ,,Diléi projekt”).
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2.2. Dilci projekt je soucasti Projektu (jehoZ jsou Smluvni strany Gcéastniky), vztahy Smluvnich stran
pfi feSeni Dil¢iho projektu se proto zaroven fidi i Smlouvou o poskytnuti podpory a Smlouvou o
NCK, které upravuji podminky realizace dil¢ich projektd a s nimi spojena prava a povinnosti jejich
Gcastnikd.

2.3. Specifikace Dil¢iho projektu, véetné rozdéleni ¢innosti mezi ucastniky Dil¢iho projektu, vyse

jejich podpory, cilCl a predpokladanych vysledkud Dilé¢iho projektu, je uvedena v Priloze €. 1 této
smlouvy -,,Ndvrh dil¢iho projektu” (ddle jen ,Ptiloha ¢. 1“).

3 Rizeni a koordinace Diléiho projektu

3.1. Pfijemce Dil¢iho projektu je opravnén koordinovat a fidit Dil¢i projekt, rovnéz kontrolovat plnéni
jednotlivych ukoll DalSich ucastnikd.

3.2. Prijemce Dilciho projektu poveéfil Cinnostmi uvedenymi v odst. 3.1. | NN < 2
I <tcry je ke dni uzavieni této smlouvy s nim v pracovnépravnim vztahu (ddle jen
»ManaZer Dil¢iho projektu”). Osobu ManazZera Dilc¢iho projektu Ize zménit oznamenim Radé NCK
s ucinnosti zmény ke dni doruéeni tohoto oznameni.

3.3. Manatzer Dilc¢iho projektu v soucinnosti s hlavnim resitelem Dil¢iho projektu ma zejména tato
opravnéni:

3.3.1. specifikovat / zpfesiiovat Ukoly DalSich ucastnikl Dil¢iho projektu vymezené v Priloze €.

1 a rozpracovat harmonogram Dil¢iho projektu s ohledem na dosaZeni ocekdvanych

vysledkt a cild Dil¢iho projektu;

3.3.2. svolavat kontrolni schlizky za uUcelem kontroly vécného a financniho plnéni Diléiho
projektu a v pfipadé zjisténi nedostatk(l poZadovat jejich napravu;

3.3.3. vyzZadovat od Dalsich ucastnikl Dil¢iho projektu podklady/zpravy o postupu realizace
Dil¢iho projektu;

3.3.4. vydavat pokyny potiebné pro realizaci Dil¢iho projektu.

4 Povinnosti DalSich ucastniku Dil¢iho projektu

4.1. Kazdy Dalsi ucastnik Dil¢iho projektu bere na védomi, Ze Ptijemce Dil¢iho projektu odpovida za
plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravidel poskytnuti podpory tak, jak jsou definovany ve
Véeobecnych podminkach TA CR. Dali t¢astnik Diléiho projektu je povinen poskytnout veskerou
potfebnou soucinnost k tomu, aby Prijemce Dil¢i podpory mohl plnit vySe uvedené povinnosti.

4.2. Dalsi ucastnik Dil¢iho projektu se zavazuje zejména

4.2.1. cerpat a vyuzivat vefejnou podporu v souladu s pravidly jejiho poskytnuti,

4.2.2. vést o jednotlivych &astech poskytnuté vefejné podpory samostatnou Géetnf evidenci v
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souladu se zakonem ¢ 563/1991 Sh., o Uletnictvi, v platném znéni, a dale vést
oddélenou ucetni evidenci uznanych naklad( a oddélenou evidenci pfijm0 a nakladd,

4.2.3. realizovat na néj pfipadajici plnéni ve stanoveném rozsahu a ¢ase a ucinit i pfipadné dalsi
ukony potiebné pro dosazeni deklarovanych cil(i Dil¢iho projektu,

4.2.4. predkladat Radé NCK podklady / zpravy o postupu feSeni Dilciho projektu, zejména
hodnotici zpravy Dil¢iho projektu, a zaroven podrobit se poZadavkim Rady NCK na
doplnéni ¢i uptesnéni téchto dokumentd,

4.2.5. predavat Radé NCK informace o zménach jeho osoby nebo jeho pracovnikll podilejicich
se na redeni Diléiho projektu, pokud by mohly mit vliv na feeni a cile Diléiho projektu,
nebo zménu Udajl zvefejiiovanych v Informacnim systému vyzkumu, experimentalniho
vyvoje a inovaci,

4.2.6. poskytovat Prijemci Dil¢iho projektu nezbytnou soucinnost,

4.2.7. ¥idit se pokyny ManaZzera Dilc¢iho projektu dle odst. 3.1.

5 Financni podminky
5.1. Celkova verejna podpora na feSeni Dil¢iho projektu Cini 18 743 750,- K¢.

5.2. Specifikace finan¢nich podminek ucasti Smluvnich stran na feSeni Dilciho projektu je uvedena v
Pfiloze ¢. 1.

5.3. Prijemce Dil¢i podpory poukdaze na bankovni Ucet kazdého z DalSich Ucastnik(l na néj pripadajici
Cast verejné podpory ve |h(té 14 dnl

5.3.1. ode dne uzavieni této smlouvy v prvnim roce realizace Dil¢iho projektu,

5.3.2. ode dne, kdy vefejnou podporu obdrzi od Poskytovatele podpory, v nasledujicich letech
realizace Dilciho projektu.

5.4. Schvalené naklady vynalozené na reseni Dilciho projektu v dobé prede dnem nabyti Ucinnosti
této smlouvy, avsak nikoliv dfive, nez je den uvedeny jako zacatek feseni Dil¢iho projektu
v Zavaznych parametrech feseni Dil¢iho projektu a soucasné po dni schvaleni Dil¢iho projektu
Radou Centra, budou povazovany za uznatelné naklady, a tedy zpUsobilé k financovani
z poskytnuté podpory.

6 Prava nezbytna k resSeni Dilciho projektu a prava k hmotnému
majetku

6.1. Smluvni strana, kterd ma pravo kpredmétu dusevniho vlastnictvi, které je nezbytné k
uskutecnéni Dil¢iho projektu tzv. Background Intelectual Property Rights(BIPR), poskytne druhé
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Smluvni strané opravnéni k jeho uzivani. Toto oprdvnéni bude omezeno pouze na ucel dany
Dil¢im projektem. S ohledem na transparentnost Dil¢iho projektu, Smluvni strany predkladaji
ostatnim stranam popis svého Background Intelectual Property Rights pro Diléi projekt, kdy
tento popis je Prilohou €. 2 této smlouvy. Pfipadné zmeény v popisu Background Intelectual
Property Rights po uzavreni této dohody je moZzna na ndvrh ptislusné Smluvni strany a se
souhlasem Rady NCK.

6.2. Smluvni strana, ktera opravnéni dle odst. 6.1 poskytla, ma pravo kontroly jeho vyuziti a pfijemce
tohoto opravnéni je povinen tuto kontrolu vzdy strpét.

6.3. Podminky, za kterych bude oprdvnéni dle odst. 6.1 poskytnuto, nesmi naplfiovat znaky zakdzané
neprimé verejné podpory dle Sdéleni Komise ,Rdmec pro statni podporu vyzkumu, vyvoje a
inovaci“ (2022/C 414/01).

6.4. Pro Upravu vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran k dusevnimu vlastnictvi vnesenému
smluvnimi stranami do feSeni Dil¢iho projektu a k hmotnému majetku se dale pouZziji ustanoveni
¢l. Xl odst. 1 az 6 Smlouvy o NCK.

7 Prava k vysledkaim Dilciho projektu
7.1. Predpokladané vysledky Dil¢iho projektu jsou uvedeny v Pfiloze €. 1.

7.2. Rozdéleni prav k vytvorenym vysledklm Dil¢iho projektu bude odpovidat mife, jakou Smluvni
strany prispély k jejich vzniku s tim, Ze rozdéleni prdv zdroven bude vidy respektovat zakaz
neprimé verejné podpory dle Sdéleni Komise ,,Rdmec pro statni podporu vyzkumu, vyvoje a
inovaci“ (2022/C 414/01).

7.3.  Smluvni strany se dohodly na nasledujicich pravidlech pro vyuzivani vysledkd Dilciho projektu:

a) Vysledky Dil¢iho projektu ve spole¢ném vlastnictvi vice smluvnich stran je opravnén
samostatné uzivat k nekomerénim Gcellim, tj. pro vyzkumné, vzdélavaci a publikacni ucely
kazdy spoluvlastnik daného vysledku, neohrozi-li tim prava spoluvlastnikl na prdmyslové
vyuziti téchto vysledkd.

b) Podminky komeréniho vyuziti vysledk( Dil¢iho projektu upravi smluvni strany ve zvlastni
smlouvé o vyuZziti vysledk( Dilc¢iho projektu, kterou se zavazuji mezi sebou uzavfit (Smlouva
o vyuziti vysledk(). Komerénim vyuzitim se rozumi zejména uZiti v podobé zavedeni vyroby,
vlastni vyroby, nabidky, prodeje a propagace, v¢. uvddéni na trh, a to bez omezeni mnozstvi
vyroby nebo prodeje a bez omezeni geografického. Podminky vyuziti vysledk( Dil¢iho
projektu musi byt v souladu s § 16 odst. 4 ZPVV a musi respektovat principy a pravidla pro
vyuzivani vysledk( dle Sdéleni Komise ,Ramec pro statni podporu vyzkumu, vyvoje a
inovaci“ (2022/C 414/01) tak, aby nedochazelo k poskytnuti neptfimé statni podpory.

7.4. Smluvni strany jsou opravnény poskytnout vysledky Dilciho projektu pouze za Uplatu ve vysi
odpovidajici alespon jejich trzni cené. Pokud tuto nelze objektivné zjistit, postupuji jako fadny
hospodar tak, aby ziskaly co nejvyssi moznou protihodnotu, kterou je mozné zpravidla stanovit
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souctem nakladl na dosazeni vysledku a pfimérenym ziskem. Vyse Uplaty za poskytnuti vysledku
Dil¢iho projektu subjektu, ktery k jeho vzniku prispél ze svych zdrojl, mUzZe byt vySe snizena o
vysi takto poskytnuté neverejné podpory.

7.5. Smluvni strany jsou povinny zajistit vysledkim Dil¢iho projektu adekvatni ochranu podle
predpisl v oblasti prava dusevniho vlastnictvi.

7.6. Pro upravu prav k vysledkdim Dil¢iho projektu se dale poufZiji ustanoveni ¢l. XI odst. 7 az 11
Smlouvy o NCK, nestanovi-li tato smlouva jinak.

8 Mlcenlivost

8.1. Nedohodnou-li se Smluvni strany v konkrétnim pripadé jinak, jsou veskeré informace, které ziska
jedna Smluvni strana od druhé Smluvni strany a které nejsou obecné znamé, povazovany za
davérné (dale jen ,,divérné informace”). Smluvni strana, ktera je ziskala, je povinna davérné
informace uchovat tajnosti a zajistit dostate¢nou ochranu pred pristupem nepovolenych osob
k nim. Nesmi dlvérné informace sdélit Zadné dalsi osobé s vyjimkou svych zaméstnancl, ktefi
jsou povéreni realizaci Dil¢iho projektu. Jinym osobam, které jsou povéreny cinnostmi v ramci
realizace Dilc¢iho projektu, mdZe Smluvni strana sdélit divérné informace jen tehdy, pokud s nimi
uzaviela dohodu o zachovani miéenlivosti v obdobném rozsahu. Povinnosti Smluvnich stran
zverejnit urcité informace o Dil¢éim projektu vyplyvajici z povinnosti kterékoliv Smluvni strany
jako Ucastnika Projektu vSak nejsou timto ustanovenim dotceny.

8.2. Povinnost ml¢enlivosti plati beze zmény i po skonceni Dil¢iho projektu.

9 Implementace vysledku Dil¢iho projektu

9.1. Dal3i Géastnik Dil¢iho projektu se zavazuje v souladu s ¢lankem 13 Vieobecnych podminek TA CR
spolupracovat na pripravé implementacniho planu k vysledkiim Dilciho projektu a na jeho
plnéni.

9.2. Na vyzvani Manazera Dilciho projektu je Dalsi ucastnik Dil¢iho projektu povinen poskytovat
podklady pro implementaci po obdobi tfi let po skonéeni Dil¢iho projektu.

10 Sankce za poruseni povinnosti DalSiho ucastnika Dil¢iho projektu

10.1. V ptipadé, Zze bude ulozena sankce nebo odvod kvili poruseni povinnosti, zavazuji se Smluvni
strany postupovat spolecné tak, aby bylo dosaZeno jejich zmirnéni nebo zruseni a k tomu vyuZit
veskeré rozumné a pfimérené pravni prostiedky obrany.

10.2. Nabude-li sankce nebo odvod v souvislosti s porusenim povinnosti DalSiho Ucastnika Dil¢iho
projektu pravni moci, je Dalsi ucastnik Dil¢iho projektu k vyzvé Prijemce Dil¢iho projektu povinen
poukazat na jeho ucet platbu az ve vysi poZadované sankce, ovsem Umérné vidy jen do vyse, ve
které odpovida za poruseni dané povinnosti.
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11 Doba trvani smlouvy

Tato smlouva se uzavird na dobu feSeni Dil¢iho projektu a nasledujici obdobi potfebné pro

vyhodnoceni jeho vysledkd ve smyslu &lanku 11 Vieobecnych podminek TA CR.

12 Zavérecna ustanoveni

12.1. Vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice, a to
zejména zakony ¢. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu, experimentdlniho vyvoje a inovaci
z vefejnych prostfedkd a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, a ¢. 89/2012 Sb., obdansky

zakonik, v platném znéni.

12.2. Veskeré zmény nebo doplnky této smlouvy mohou byt uzavieny pouze formou dodatku k této

smlouvé podepsaného opravnénymi zastupci Smluvnich stran.

12.3. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha povinnosti zverejnéni v registru smluv

v

ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Zverejnéni smlouvy zajisti

Pfijemce Dil¢iho projektu.
12.4. Tato smlouva nabyva ucinnosti jejim zverejnénim v registru smluv.

12.5. Prilohou této smlouvy je:
Priloha ¢. 1 — ,Navrh Dil¢iho projektu”

Priloha ¢. 2 — ,,Popis Background Intelectual Property Rights smluvnich stran“

Dne: 10. 12. 2025 Dne: 25. 11. 2025

Pfijemce Dilciho projektu Dalsi ucastnik €. 1 Dil¢iho projektu

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., feditel Ing. Tomas Chraska, Ph.D., feditel

FyzikaIni ustav AV CR, v. v. i. Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i.
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Dne: 2. 12. 2025

Dalsi ucastnik €. 2 Dilc¢iho projektu

Ing. Jifim Vyskocil, CSc., jednatel
HVM Plasma, s.r.o.

Dne: 2. 12. 2025

Dalsi ucastnik €. 3 Dilc¢iho projektu

doc. Ing. Miroslavem Chomatem, CSc.
Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.
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Sub-project proposal
TN02000069

Project of the 2™ Public Competition of the National Centres of Competence Programme

Project name [nek maTca ]

Sub-project order number [r011 ]

Sub-proiect name [Spin-off Plasma and its diagnostic ]

Sub-project identification code TNO2000069/011 ]

Commencement date of the sub-project month[august ] vear[__2028]
Completion date of the sub-project month vear[__ 2027
Date of approval of the sub-project by the Council of the Centre 13.06.2025 ]

Sub-project justification The proposed spin-off company follows up the most successful

results and supported research topics in NCK MATCA at the same
time addresses several urgent global challenges, making the
project highly relevant and important. As the world faces
increasing levels of waste and a growing demand for clean
energy, innovative solutions that combine waste management
with energy production are critically needed. The development of
high-power microwave plasma pyrolysis units offers a unique
opportunity to upcycle various types of waste—gaseous, liquid,
and solid—into valuable resources such as hydrogen and carbon
nanoparticles.

By transforming waste into high-demand products, the company
directly contributes to circular economy principles and helps
reduce the environmental burden of traditional waste disposal
methods. Additionally, the production of hydrogen as a clean
energy carrier supports the transition toward decarbonization and
sustainable energy systems. Moreover, there is a high demand for
high-quality nanoparticles, particularly in electronics, including
the production of supercapacitors and batteries. In addition,
industries such as ink, asphalt, and tyre manufacturing also
require large quantities of carbon nanoparticles. The project also
fosters technological innovation through real-time monitoring
tools, improving efficiency and enabling autonomous operation.
Overall, this initiative holds strong potential to make a meaningful
impact on both environmental sustainability and the global clean-
tech market.

Commercialization

Aim of the sub-project A new spin-off company is being established with a focus on the
and design of long-asting, high-power
plasma pyrolysis units for processing gaseous, solid, and liquid
waste. These innovative systems will enable the transformation
of waste into valuable products such as hydrogen and carbon
nanoparticles (CNP), even at an industrial scale. The company will
not only develop these units but also specialize in their
installation and maintenance, supporting a global strategy of
upcycling and clean energy transition.

Fyzikalni Ustav AV CR, v.v.i.

Ustav iky AV CR, V.v.i.
HVM PLASMA, spol. s r.o.

Ustav fyziky plazmatu AV €R, v. v. i.
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Sub-project proposal

TN02000069
Project of the 2™ Public Competition of the National Centres of Competence Programme.

Complation date
dentication code Name Month vear Type Desrption
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Project of the 2" public Competition of the National Centres of Competence Programme

Research team

Role

Phone. E-mail

Activities in the sub-project Institution

Principal investigator

Managing the implementation courses
(professional + administrative) for
boroscope output

2. F2U team budget managing
according to the rules of the project
program.

3. Definition and of the project
objectives and control on their
achievement.

4. Preparation and updating the data
and activities management plan,

5. Project risk mapping and mitigation.
6. Control of accounting agenda.

7. Communication with industrial
partners.

Member of research team

1. Managing the implementation
courses (professional + administrative).
2. 1pP team budget managing according
to the rules of the project program.

3. Definition and of the project
objectives and control on their
achievement.

4. Preparation and updating the data
and activities management plan,

5. Project risk mapping and mitigation.
6. Control of accounting agenda.

7. Communication with industrial
partners.

8. Expertise in the field of microwaves -
consulting the activities of the
microwave system upscaling to the
commercial level.

Member of research team

Team management at ITCAS. Design
and development of the sensor housing|
and PLC control and automation.
Synthesis and deposition of
chemiresisteve layers.

Member of research team

Developer and designer in the field of
additive technologies. Design
development and optimization for
horoscopic sensors, including
optimization for additive
manufacturing.

Member of research team

Conducting experimental activites for
the improvement of plasma torch
technology (design and process
conditions) and knowledge transfer for
the commercial deployment of
scientifc results.

Member of research team

Electrochemical methods for
characterization of chemiresistive
layers. Measurements of the response
of chemiresistive samples. Data
processing and evaluation.

Member of research team

| 1

Microwave thermal plasma
experiments to reach the commercial
level of hydrogen and carbon
nanoparticles production in the reactor
designed. Optimization of the
conditions of the overall plasma
chemical processes through the
plasma.

Member of research team

Characterization and the quaity control
of the carbon nanoparticles produced
during the thermal plasma processing
of the input materials to provide the
feedback to the technology. Reactor
processes modelling as a part of the
reactor designing especially at the
upscale to higher power microwave
plasma torch.

Member of research team

Characterization and quality control of
the thermal

plasma processing of the input
materials. Providing the feedback to the
technology, especialy at the upscale to

higher power microwave plasma torch.

Member of research team

Design and construction of the reactor
as well as the pyrolysis unit for the
upscale to the higher power microwave
plasma torch. Installing and testing the
reactor and pyrolysis unit in accordance
with the created model;
recommendations giving for its
exploitation.

Member of research team

Management of the HVM sub-team,
consultations on strategic directions of
the new company, active utili-zation of
a wide network of work contacts to
obtain profitable orders.

Member of research team

Ahighly experienced professional in
the design of complicated laboratory
systems with plasma sources. Setting of
specifications, coordination of

v

functional tests.

Member of research team

Profound expertin laboratory and
industrial systems based on theoretical

nowledge and practical experience.
Consultation for technical solutions and
upscaling activities.

Member of research team

He will manage the project no sales and
marketing site and focus on the

Member of research team

LN

Researcher, developer, and designer in
the field of optics. Development and
optimization of borescopes for specific
applications.
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2023 2024 2028

Personnel costs

Subcontracting costs.

Other direct costs

Intellectual property costs

Rest of direct costs.

Indirect costs

Total costs.

Support

Other resources

Level of support

Total resources

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Personnel costs

Subcontracting costs.

Other direct costs

Intellectual property costs

Rest of direct costs

Indirect costs

Proportion of indirect costs

Total costs.

Support
Other resources

Level of support

Resources Resources Resources Resources Resources Resources

Checking the amount of

sp s P s 5P
total costs total costs total costs total costs total costs

ToTAL

6255000

Personnel costs

Subcontracting costs.

Other direct costs

Intellectual property costs

Rest of direct costs

Indirect costs

Proportion of indirect costs

Total costs.

Support
Other resources

Level of support

Resources Resources Resources Resources Resources Resources

Checking the amount of

5p 5p 5p sp sp sp
total costs total costs total costs total costs total costs total costs

total costs
av termomechaniky AV CR, v.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 ToTAL

2806250

Personnel costs

Subcontracting costs.

Other direct costs

Intellectual property costs

Rest of direct costs

Indirect costs

Proportion of indirect costs

HVM PLASMA, spol. s ..
2023 2024 2025 2026 2027 2028 ToTAL

Total costs.

4688750

Support
Other resources

Level of support

Resources Resources Resources Resources Resources Resources

Checking the amount of

sp s P s sp
total costs total costs total costs total costs total costs

Personnel costs

Subcontracting costs.

Other direct costs

Intellectual property costs

Rest of direct costs

Indirect costs

Proportion of indirect costs

Total costs.

total costs
v fyziky plazmatu AV CR, v.v.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 ToTAL

4993750

Support
Other resources

Level of support

Resources Resources

Resources

Resources Resources Resources
Checking the amount of

sp sp sp sp 5 5
total costs total costs total costs total costs total costs total costs
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Participant name Method of reporting indirect costs Branch name

FyzikaIni Ustav AV CR, v.v.i. FyzikdIni Ustav AV CR, v.v.i. - Na Slovance
Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i. Fyzikalni Ustav AV CR, v.v.i. - HILASE

HVM PLASMA, spol. s r.o HVM PLASMA, spol. s r.o.
Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i.
Ustav termomechaniky AV CR, v. Ustav termomechaniky AV CR, v.v.i.




Priloha €. 2 — Popis Background Intelectual Property Rights Smluvnich stran

Tzv. Background Intelectual Property Rights (BIPR) podle Smlouvy o Ucasti na feseni dil¢iho projektu
jsou prava dusevniho vlastnictvi at uz zvlastnim zplsobem chranéna jako zejména patenty (vynalezy),
uzitné vzory, priimyslové vzory, konstrukéni schémata atd., nebo kédy a software, nebo dalsi predméty
dusevniho vlastnictvi a majetkova prdva jako know-how, védecké informace, znalosti, obchodni

tajemstvi apod.

Ucastnici Smlouvy o Ucasti na feseni dil¢iho projektu oznacujici sva nasledujici BIPR:

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i. jako Pfijemce Diléiho projektu

dalsi poznamky
. . o oy (napf. identifikace
oznaceni BIPR popis BIPR zpusob vyuziti BIPR : .
registrované
ochrany apod.)
Metody diagnostiky Slouzi k diagnostice
struktury (SEM, AFM, pfipravenych novych
1 | Analyza materiali | XRD), prvkového slozeni | materialti a nasledné
(EDX) a vazeb (Raman) v | interpretaci vztahti mezi
materidlech. strukturou a vlastnostmi.
Zkusenosti s uplatnénim Navrhy vhodnych materiala
materialti v riznych podle potieby funkéniho
Materialové know- | aplikacich vyuziti jejich specifickych
2 ; o
how vlastnosti (elektrické,
optické, magnetické,
mechanické...)
3 | Boroskop — koncept | Zafizeni na sledovani Slouzi a mélo by byt Registrace vystupu
zpracovani procesii v nehostinnych Vv préci vystupu vyuzito pod oznacenim
podminkéach (napf. uvnité | k monitoringu a diagnostice | TACR
primyslové pece na procesii. Koncept bude TN02000069/1-V4
odlévani hlinikovych vyuzit s pfedpokladem a TN02000069/1-
slitin) — sestava skladajici | kombinace aditivné V5
se ze sledovaciho zafizeni | vyrabénych chladicich
a ochranného obalu struktur a kompaktni
vyrobeného prevazné optické soustavy. Unikatné
aditivnimi technologiemi, | vyvijené v projektu
jejichz vyhody umoziuji | TN02000069 pod vystupy
efektivni a jednoduchou TN02000069/1-V4 a
ochranu opticko- TN02000069/1-V5
mechanické soustavy.
4 | Boroskop Navrh a vyroba 3D Navrh unikatnich struktur Registrace vystupu
— soustava struktur | tisténych struktur kombinujici vicero pod oznacenim
slouzicich primarné chladicich médii umoziuje | TN02000069 pod
k ochlazeni systému. vyssi efektivitu chlazeni a vystupem
Prolinajici se struktury zaroven ochranu proti TN02000069/1-V5
vedouci oddélené rozdilné | vnéjsimu poskozeni. Tento | a v projektu
latky (napf. voda/vzduch) | pfistup byl vyvijen a TK01020187 pod
umoziuji kombinovat testovan v projektu vystupy:
vlastnosti dvou, ¢i vice TN02000069 pod vystupem | TK01020187/V2,
latek v tvarové TN02000069/1-V5 a TKO01020187/V3 a
komplikovaném systému, | v projektu TK01020187 TKO01020187/V7
aniz by doslo k jejich pod vystupy:
promichani. TKO01020187/V2,
TKO01020187/V3 a
TK01020187/V7




Boroskop:
Opto-mechanicka
soustava

Navrh opto-mechanické
soustavy s proménlivou
vzdalenosti ohniska dle
potieba zafizeni a zaroven
umoziujici zaosteni
dostate¢né pro potiebu
sledovani procesu, napf.
hladiny roztaveného
kovu.

Uplatni se jako zéaklad pro
tvorbu kompaktniho
boroskopu s proménlivou
ohniskovou vzdalenosti a
moznosti sniZzeni
zastavbovych prostor
boroskopu. Unikatné
vyvijené v projektu
TN02000069 pod vystupem
TN02000069/1-V4

Registrace vystupu
pod oznacenim
TACR
TN02000069/1-V4

Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i jako Dalsi G¢astnik €. 1 Diléiho projektu

dalsi poznamky
(napf. identifikace

oznaceni BIPR popis BIPR zpusob vyuziti BIPR registrované
ochrany apod.)

Navrh a principy Konstrukéni dokumentace | Slouzi jako zaklad pro Patent na WSP-H

provozu a provozni parametry navrh a konstrukci novych | plazmovy hofak

plazmového hoiaku

stejnosmérnych (DC) a
mikrovinnych
plazmovych hotrakt (2,45
GHz /915 MHz), v¢etné
vodou chlazenych
elektrod, kfemennych
trubic a konfigurace
ptivodu plyni

plazmovych hotraki a jejich
integraci do primyslovych
reaktorti; vyuZziva se pfi
vyvoji funkénich vzorkt a
patentovych piihlasek

Koncepty Navrh inteligentnich Uplatiuje se pfi navrhu a
mikrovinnych reaktord pro plazmovou optimalizaci zafizeni pro
plazmovych pyrolyzu a zplynovani; plazmovou pyrolyzu a
reaktort optimalizace geometrie zplynovani plasti ¢i
reaktoru pro energetickou | odpadii; mozné vyuziti v
ucinnost a vytéznost licen¢nich projektech a
nanocastic priamyslovych aplikacich
Ovétené vicefazové CFD | Pouziva se pro numerickou
L, a termodynamické redikci teplotnich poli,
Vypocetni modely ynamics p . p o P
(CFD modely proudéni slozeni produkti a
> A plazmatu, pfenosu energie | energetické bilance; nastroj
termodynamické, C e , “ s
N a chemické premény pro navrh a ovéfovani
kinetické) v, . o
metanu a slozitych experimentu i
uhlovodikd. technologickych linek.
Slouzi jako zéklad pro

Know-how o
interakcich
plazmatu s odpady

Experimentalni data a
protokoly pro plazmovy
rozklad metanu,
pyrolyzniho oleje a
nebezpeénych odpadi,
véetné simulované smési
nemocni¢niho odpadu.

tvorbu metodik zpracovani
odpadd, vyvoj
technologickych procesi a
Skoleni obsluhy zafizeni;
vyuzitelné i v
environmentalnich
expertizach.

Analytické metody
a kontrola kvality

Metodiky pro analyzu
slozeni plynt (GC, FTIR),
charakterizaci nanocastic
(Raman, SEM, BET) a
méfeni vytéznosti vodiku.

Slouzi k ovétovani
vysledkl experimentl,
validaci technologickych
procest a kontrole kvality
produktl (syntézni plyn,
H:, uhlikové nanodastice).




Prototypové
jednotky a
laboratorni
infrastruktura

Laboratorni a pilotni
plazmové systémy (az 6
kW mikrovinné a 100 kW
hybridni), v¢etné
diagnostickych a fidicich
systémul.

Umoziuje testovani novych
procesu, materiald a
meéfeni; slouzi jako
demonstra¢ni platforma pro
partnery a komeréni
aplikace.

UZitné vzory a
7 | interni

Technicka dokumentace a
konstrukéni navrhy
ptipravené k registraci
jako uzitné vzory nebo

Podklad pro pravni ochranu
duSevniho vlastnictvi,
prenos know-how a

dokumentace patentové ptihlasky komercializaci vyvinutych
tykajici se plazmového technologii.
zplyfiovani a pyrolyzy.

HVM Plasma, s.r.o. jako Dalsi ucastnik ¢. 2 Dilé¢iho projektu

navrhu reakénich komor
pro rizné procesy

reak¢énich komor na miru
cerpajici z predchozich

dalsi poznamky
oznageni BIPR popis BIPR zptisob vyuziti BIPR (napf. identifikace
registrovane
ochrany apod.)
Archiv konstrukénich Navrhy novych typa

1 Koncveffty (zejména nanaSeni praktickych zkusenosti a
reakénich komor , , Ve 1ot
tenkych vrstev, uprav zohlednujici aktualni
materidlti a potieby nového zakaznika.
plazmochemickych reajci)
Metody pro analyzu Kontrola technologicky
Analytické metody | pfipravovanych materialt | relevantnich parametrt
5 a kontrola kvality | (slozeni, struktura, materialti pro sledovani
povrchi, materialit | mechanické, optické, a kvality a
a tenkych vrstev elektrické vlastnosti). reprodukovatelnosti
vyroby.

3 | Simulace procest

Teoreticka simulace
(CFD) fyzikalnich jeva
(teplotni, mechanické,
elektrické, magnetické...)
ve vybranych ¢astech
nebo celych aparaturach
podle zadani.

Slouzi k predikci procest
v aparaturach v pribéhu
jejich navrhu nebo

k ovéfeni parametrti
procest v existujicich
aparaturach.

Konstrukce a
vyroba

Schopnosti a zkuSenosti s
vlastni vyrobou casti
aparatur (napf.
specializovanych drzaka
vzorki) a integraci dil¢ich
mechanickych,
elektrickych a dalSich
komponent do funk¢nich
celkd (véetné ovladaciho
SW).

Vyuziva se pfi realizaci
zakazkové vyroby
laboratornich i
primyslovych aparatur pro
pripravu tenkych vrstev a
modifikaci povrchi vzorka.
Lze uplatnit i v pfibuznych
oborech, napt. vyrob¢
aparatur se zdroji plazmatu
pro rizné ucely.

5 | Obchodni kontakty

Databéze zakazniki
realizovanych dodavek
laboratornich aparatur

Moznost efektivnéjsi
realizace obchodnich
prilezitosti pti
komercializaci vysledk
vyvoje a vyzkumu.




Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i. jako Dal3i G¢astnik €. 3 Diléiho projektu

dalsi poznamky
(napf. identifikace

oznaceni BIPR popis BIPR zpusob vyuziti BIPR registrované
ochrany apod.)

Metoda pripravy Metoda piipravy Funk¢ni/katalytické vrstvy | Patentova

katalytickych funk¢nich vrstev s tvori elektrody prihlaska

vrstev a zatizeni vysokou porozitou a elektrochemickych zatizeni | evropského

pro jejich vyrobu vysokou (vodikovych palivovych patentu -
elektrochemickou ¢lankt, vodnich Application No.:
aktivitou zalozena na elektrolyzért, EP22834837.1;
generovani nanocastic na | elektrochemickych based on
principu jiskrové ablace. | kompresort apod.) a také PCT/CZ2022/0501

slouzi jako chemirezistivni | 05

vrstva pro senzor vodiku.

Know-how v oblasti

Rizeni pribéhu procesu

Dosavadni know-how je

syntézy jiskrové syntézy - zasadni pro ziskani
nanomateriald parametry jiskrovych pozadovanych vlastnosti
pomoci jiskrové vybojl, pozadavky na nanomaterialtl
ablace parametry kovovych generovanych jiskrovou
elektrod pro ablaci, ablaci (Pt-WOx nanosmési
parametry prutoku jako chemirezistivni
nosného plynu a jeho material pro senzor
slozeni pro cilenou vodiku).
modifikaci generovanych
nanocastic (zména
velikosti a slozeni, a miry
oxidace)
Navrhy cely Navrhy a konstrukce Vyvoj specializovanych
generatoru plynotésnych cel pro zatizeni pro realizaci
jiskrového vyboje a | realizaci jiskrovych jiskrové ablace a depozice

depozi¢nich cel

vybojti v ochranné
atmosféfe a nanaseni
generovanych
nanomaterialti do
funkénich vrstev s
definovanou aktivni

funk¢nich vrstev.

plochou.
Metody piipravy Jednotlivé kroky a MEA jsou vyuzivané
sestavy membrany | postupy pfipravy MEA primarné pro vodikové

a elektrod (MEA)

(membrane electrode
assembly) - depozice
elektrod na rtizné
substraty, optimalizace
sloZeni elektrod,
materidly polymernich
membran, parametry
lisovani MEA za tepla.

palivové ¢lanky, vodni
elektrolyzéry,
elektrochemické
kompresory vodiku a
purifikatory vodiku.
Postupy ptipravy MEA
nebo jejich jednotlivé kroky
jsou vyuzitelné pro
vyrobu/optimalizaci aktivni
vrstvy chemirezistivniho
senzoru.

Charakterizace
funkénich vrstev
pomoci
elektrochemickych
metod

Postupy, procedury a
zpracovani dat pro
elektrochemickou
charakterizaci
katalytickych
nanomaterialti - cyklicka
voltametrie, linear-sweep
voltametrie,

Slouzi pro méfeni
elektrochemickych
vlastnosti vyvijenych
nanomaterialt.




elektrochemicka
impedacni spektroskopie,
rotaéni diskova elektroda,
akcelerované zatéZzové
testy.

Vysokonapét'ovy
pulzni zdroj pro
generovani
jiskrovych vyboji

Zatizeni pro generovani
vysokonapétovych pulzi
(0 -9kV) s vysokou
frekvenci (0 - 8 kHz) a
definovanou energii
vyboje (20 mJ, 100 mJ).
Pribeh vyboje 1ze
prepinat mezi tlumenymi
kmity a stejnosmérnym
linearnim atlumem.

Pulzni zdroj se vyuziva pii
jiskrové ablaci pro
generovani jiskrovych
vybojt s pozadovanym
pribéhem vyboje a energii
pro optimalni generovani
nanomaterialu
pozadovanych parametrd
(velikost primarnich
nanocastic, mira
aglomerace, slozeni, mira
oxidace).

Uzitny vzor 34437
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